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Abstract (en)
[origin: CN106862463A] The invention provides a self-piercing rivet setting device and rivet setting method for self-piercing with an oscillation
supporting a stamp force. The rivet setting method comprises the following components: a vibration generating device (21) for producing vibration
(S) which supports a punch force (F) for setting a punch rivet (5) into at leest one component (6,7); a die (10) which is used for bearing the punch
force (F) and bearing the vibration which supportsthe punch force (F); and a test device (15) for checking mechanical quality of rivet connection
produced by the punch rivet (5) with test vibration (P) produced by vibration generation equipment (21).

Abstract (de)
Es ist eine Stanznietvorrichtung (2) und ein Stanznietverfahren zum Stanznieten mit einer eine Stempelkraft (F) unterstitzenden Schwingung
(S) bereitgestellt. Die Stanznietvorrichtung (2) umfasst eine Schwingungserzeugungseinrichtung (21) zur Erzeugung der eine Stempelkraft (F)
unterstiitzenden Schwingung (S) zum Setzen einer Stanzniet (5) in mindestens ein Bauteil (6, 7), eine Matrize (10) zur Aufnahme der Stempelkraft
(F) und der die Stempelkraft (F) unterstiitzenden Schwingung (S) beim Setzen der Stanzniet (5), und eine Prifeinrichtung (15) zur Prifung der
mechanischen Qualitat der mit der Stanzniet (5) erzeugten Nietverbindung mit einer von der Schwingungserzeugungseinrichtung (21) erzeugten
Prafschwingung (P).
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